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(54) Zafizeni pro kontrelu polohy tyfové elekirody plasmového hefdku

Vynélez se tyké zafizeni pro kontrolu po-
lohy tytové elektrody plasmového hoFdku
fotoelektrickym elementem slouZicim jako
povelovy Clen automatického posuvu elek-
trody do vhodné polohy. ’

V provozu plasmovych hofdkt je velmi
daleZitym poZadavkem udrZovdni zvoleného
reZimu plasmového oblouku, z4visejiciho
jednak na volb& parametrd napdjeciho elek-

trického obvodu, jednak na udrZavani opti-.

P

maélni délky tvoiicitho oblouku, dané vzdale-
nosti aktivniho konce katody zasahujiciho
do vybojové komory od anody hofdku.
V dosud zndmg§ch plasmovych hofédcich je
jako nejobvyklejsi zplisob pouZivdno Cd&istd
mechanické podavdni katody s moZnosti
velmi jemného nastaveni rychlosti posuvu.
DodrZeni poZadovanych parametrfi hordku
b&hem provozu klade nobytejné vysoké po-
Zadavky na zkuSenosti obsluhy a oproti
idedlnim pomériim nedmérnd stoupd rych-
lost ohofivdni katody. Daldim moZnym a
prakticky ovéfovanym feSenim je regulace
posuvu katody v zavislosti na vyhodnoceni
zmé&n pfedem nastavenych parametrt napa-
~ jeciho elektrického obvodu. Tyto zmé&ny vSak

jsou pomdrn& malé a regulace proto neni -
dost citlivd a nereaguje dostatetn& rychle

a presné na men3i zmény polohy katody.
Dals§im zndm§m zplsobem regulace plasmo-
"vého hofdku je automaticka regulace provéa-
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dénd v zavislosti na vysledcich spektralni
analyzy proudu plasmatu provddéné v ob-
lasti tésné za vytokovou tryskou hofédku. Ta-
to regulace mé v3echny predpoklady dosta-
tetné presnosti a citlivosti, hodi se vSak spi-
Se ke komplexnimu ovldddni celého hofdku
a pro ovldddni posunu levné uhlikové kato-
dy je zbytetn& komplikovand a draha.
Shora uvedené nevyhody zndmych FeSeni
odstratiuje za¥izeni pro kontrolu polohy ty-
Cové elektrody plasmového hofdku s Vybo-
jovou komorou obklopenou prostorem chla-
dici kapaliny a s fotoelektrickym elementem
reagujicim na svétlo oblouku mezi elektro-
dami podle vynélezu jehoZ podstata spocivé
v tom, Ze ve sténé vybojové komory hofdku
je umisténa priithlednd nebo. poloprithledné
vloZka uspofddand mezi aktivnim koncem
tyCové elektrody a fotoelektrickym d¢idlem
posuvu tycfové elektrody. umist€énym v t&-
lese hofdku. Ve vybojové komore hofdku
milZe byt mezi aktivnim koncem tyCové elek-
trody a priihlednou nebo polopriihlednou
vloZkou umisténa vnitfni clona a v t8lese
hofdku mulZe byt vytvofeno vrténi, jehoZ
osa se dotykd zadni stény vnitfni clony a
sméfuje k aktivnimu konci tyCové eletkrody
a k fotoelektrickému ¢&idlu umisténému mi-
mo prostor chladici kapaliny. Fotoelektricky
element zapojeny do ovlddaciho okruhu po-
suvu tyéové elektrody je s vyhodou tvofen



fototyrlstorem nebo fototranzistorem pracu- ‘

jicim na principu svétlo — tma.
Timto zplisobem se dosdhne velmi presné-

ho nastaveni polohy ty&ové elektrody, au-

tomaticky kompenzujiciho i\ malé délkové
zmé&ny zplsobené jejim ohofivdnim. UdrZuje
se tak- optimAlni vzddlenost elektrod pii-
zplsobend parametriim zdroje a opdstatn&
se zvySuje jejich Zivotnost.

PFiklad provedeni zafizeni podie vynéle-
Zu je zndzorn&n na priloZeném vyobrazeni,
‘predstavujicim p¥iény Fez stfedni &asti vo-
dou stabilizovaného plasmového hofaku.

Z vyobrazeni je patrné, Ze ho¥dk obsahuje .

t&leso 1 hofdku s pifedni clonou 3 a zadni
clonou 2, rozd#lujicimi spolu s védlcovou ¢4s-
ti vnitfni clony 11 vnitfni prostor télesa 1
hofdku na vybojovou komoru 4 a tuto komo-
ru obklopujici prostor 5 chladici kapaliny.
Do vybojové komory 4 z jedné strany za-
sahuje tyCovA elekiroda 6 (katoda), mezi
niZ a druhou elektrodou (anoda —nezakres-
leno) hofi oblouk 7. V oblasti ¢ela tydové
elektrody 6, nalézajiciho se v nejvyhodné&j-
81 vzdélenosti od druhé elektrody z hledis-
ka hofeni oblouku 7, je v t&lese 1 hoidku
instalovdna sonda s fotoelektrickym ¢idlem
8, v tomto pfipadé fototyristorem, pfed niZ
je vytvofeno vrtdni 9, smé&fujici na stied
prithledné nebo poloprithledné vloZky 10,
usporddané ve vélcové Casti vniténi clony
11, tvofici &ast st&ny vybojové komory 4.
V tomto p¥ipadé je vioZka 10 vyrobena z tef-
lonu, miZe viak byt pouZito nap¥iklad vhod-
* ného druhu skla a podobng. Rovn&% fototy-
ristor mliZe byt nahrazen jinym druhem fo-

toelektrického ¢idla, naptiklad fototranzis-

torem.

Vniténi clona 11 piisobf jako stabilizétor
hladiny vodntho viru v mist® hofeni ty&ové
elektrody 6 a jeji zadni hrana, uspoifddanid
v roving Cela tyfové elektrody 6, tvoii ost-

" ré rozhrani pro pronikdni svételného toku

k fotoelektrickému &idlu 8. Pokud je d&elo
tytové elektordy 6 pfed vniténi clonou 11,
pronikd- k fotoelektrickému d¢idlu 8. mini-
mum svételného toku. K podstatné zm&ng
situace dojde tim, Ze pi#i odhofeni tytové
elektrody 6 na tdroveii zadni hrany nebo
plochy vniténi clony 11 pfejde intenzivni
svételny tok pres prostfedi voda — prihled-
néd nebo poloprihlednd vlioZka — voda na
fotoelektrické &idlo 8, které sepne obvod
posunu tycové elektrody 6 sm&rem k druhé
elektrod& aZ do okamZiku, kdy vniténi clo-
na 11 odstini svételny tok. Aktivace foto-
elektrického ‘tidla 8 zévisi na pohybu &ela
tyfové elektrody do pfimky dané spojnici
fotoelektrického &idla 8 a prithledné nebo
poloprihledné vloZky 10 a pfesnost této
aktivace je krom& vlivu vhodn& uspofddané
vniténi clony 11 piiznivé ovliviiovdna i vy-
raznymi smérovymi G¢inky vrtdni 8, jehoZ
primé&r cca 3 mm se pln& osvédéil pro
viechny provozni = podminky. Znedist&ni
chladici a stabilizaéni kapaliny nemé na
funkci zafizeni vliv vzhledem k intenzité
svételného toku oblouku.

Za poufZiti zafizeni podle vynédlezu vzda-
lenost mezi elektrodami hofdku méni jen
minimélng, prakticky v rozmezi + 0,5 mm.
Aktivni konec tyfové elektrody je udrZovédn

v oblasti optimélniho chlazeni, odhot¥ivé pra-

videln& a Zivotnost elektrody se tak znaéné
zvy§u]e '

PREDMET VYNALEZU

1. Zatizeni pro kontrolu polohy tyové elek-
trody plasmového hofdku s v§bojovou ko-
morou obklopenou prostorem chladici ka-
paliny a s fotoelektrickym elementem re-
agujicim na své&tlo oblouku mezi elektro-
dami ho#fku, vyznatené tim, Ze ve sténé&
vibojové komory (4) hofdku je umist¥na
prihlednd nebo poloprihlednd vloZka

{10), uspofddanid mezi aktivnim koncem:

tylové elektrody (6] a fotoelektrickym

tidlem (8) posuvu tylové elektrody (6),

umist&nym v té&lese (1) hoifédku.

2. Zarizeni pro kontrolu polohy ty&ové elek-
trody plasmového hofdku podle bodu i,
vyznadené tim, Ze se ve vybojové komofe
{4) hofdku je mezi aktivhim koncem ty-

Cové elektrody (6) a prihlednou nebo po-
loprihlednou vloZzkou (10) umistdna
vnitfni clona (11) a v télese (1) hofdku
je vytvoreno vrtdni (9), jehoZ osa se do- .
tfkd zadni st&ny wnitfni clony (11) a
sméfuje k aktivnimu konci tytové elek-
trody (6) a k fotoelektrickému ¢&idlu (8)
umisténému - mimo prostor (5) chladfci
kapaliny.

3. Zafizeni pro kontrolu polohy tycové elek-
trody plasmového hoidku podle bodu i
vyznatené tim, Ze fotoelektrické ¢&idlo
(8) zapojené do ovladdaciho okruhu posu-
vu tyfové elektrody (6) je tvoFeno foto-
tyristorem nebo fototranzistorem.
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